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The Effect of Sputter Cathode Design on  
Deposition Parameters
Design enhancements expand capabilities for the magnetron sputte-
ring of thin films
J. R. Gaines

Getting better and better: Even after almost 50 years of industrial 
sputtering, this technique is still developing rapidly, not least 
through meticulous product improvements, leading to improved 
deposition rates and higher quality thin films.

 

VAKUUM
 
Messung schneller Druckänderungen im Grobvakuumbereich
Vergleich des dynamischen Verhaltens von Wärmeleitungs-, kapazi-
tiven, piezoresistiven und Kombinationsvakuummetern 
Ingo Stiebritz

Gezeiten im Vakuumrezipienten: Im Millisekundenbereich reali-
sierte Abfolgen von Pumpen und Fluten stellen besondere Anfor-
derungen an Vakuummeter. 

 

DÜNNE SCHICHTEN
 
Schichtabscheidung mittels Ionenstrahl zerstäuben 
Grundlagen und Anwendungsbeispiele für die Erzeugung dünner 
Schichten mit maßgeschneiderten Eigenschaften
Carsten Bundesmann

Haute Couture der Beschichtungstechniken: Streuwinkel und Wahl 
der Primärionenspezies erweisen sich als Nadel und Faden beim ge-
zielten Anpassen der Schichteigenschaften an verschiedenste An-
wendungen.

DÜNNE SCHICHTEN
 
Hochdurchsatzbeschichtungen für die  
Photovoltaik
Beitrag der Sputtertechnologie zum Erreichen der Pariser Klimaziele
Ulf Seyfert

Noch schnell die Welt retten: Technologischer Ideenreichtum ge-
paart mit wirtschaftlich sinnvoller Umsetzbarkeit lässt Sputtern 
auch in der Solarbranche als unverzichtbare Methode glänzen.
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TITELBILD 5/2019: 
Prinzipdarstellung einer Beschichtung  
flexibler Substrate mittels Doppelrohr-
Magnetron (oben im Bild).  
(Quelle: Von Ardenne Corporate Archive)
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Vakuum
   in Forschung und Praxis

VAKUUM
 
Stabile Vakuumprozesse mit Dreh-/Schiebedurchführungen
Ausloten von Geschwindigkeits- und Richtungsabhängigkeiten am 
Beispiel MeTraVac
Matthäus Rößner, Jonathan Blanz, Francisc Haidu, Klaus Bergner,  
Michael Flämmich, Ute Bergner

So kommt Bewegung ins Vakuum: 
Substrate und Messgeräte gelan-
gen an die gewünschten Positio-
nen, die Teilchen bleiben draußen 
und die Druckverhältnisse erholen 
sich schnell.


